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酒精蒸汽激光检测系统滤光器件的研制
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摘要　为提高酒精检测系统的信噪比,根据比尔Ｇ朗伯定律确定双通窄带滤光片的技术参数;根据技术参数在Si基

底上采用双面拆分法设计窄带滤光片,建立折射率渐变模型确定反演系数,实现膜层的准确控制.采用真空室原

位退火法提高膜层聚集密度,降低膜层应力,进而提高膜层附着力,稳定膜层光谱性能;制备的膜层能够满足在

(１３９２±１０)nm和１５３０~１５７０nm波段透射率大于９０％,４００~１３５０nm和１６００~１８００nm波段透射率小于１％,

在１４１０~１５１５nm波段透射率小于３０％的要求.
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１　引　　言

近年来随着人们生活质量的提高和科技的不断

发展,我国汽车数量迅速增长,但同时由交通事故导

致的生命财产损失也在增加.事故的发生因素有多

方面,酒驾在其中的比例最大,所以为了确保人们的

健康和安全,提高法规对酒后驾车行为的治理,本文

主要针对驾驶员是否饮酒进行有效检测.因此,研
究酒精检测技术、提高检测精度具有重要意义.

酒精浓度检测的方法有很多,如血检、酒精试纸

检测法、气检等.目前日本等国采用把探测声纳放

置在变档器上,通过检测驾驶员手中汗液的酒精含

量与预设定值对比的方法,提醒禁止酒驾;在国内,
南京某大学发明了防止酒驾装置“醉立停”,使用单

一的传感器来检测驾驶员呼气中的酒精浓度,忽略

了乘客的影响.但这些检测方式无法远程判断驾驶

人员是否饮酒,只能对车辆逐一排查,不仅效率低而

且影响正常的交通.为快速准确检测酒驾,可采用

激光差分非接触式测量,探测主波长为乙醇特征吸

收峰１．３９μm,激光波长１．５５μm为参考峰,通过差
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分计算消除其他吸收对酒精浓度计算所产生的误

差.由于带通滤光膜的应用广泛,国内外研究人员

对其进行了深入的研究,英国 UWS大学使用脉冲

磁控溅射制备了中心波长为４．２μm的带通滤光膜,
降低了CO２气体传感器的虚警率.国内外[１Ｇ９]对被

动式CH４气体探测与识别系统中的窄带滤光膜进

行研制,以CH４红外吸收峰３．３１０μm和７．６６９μm
作为中心波长,半峰全宽分别为４９nm和５９nm,截
止区达到了OD３(光学密度,表示透过率低于０．１％)
以上,极大地抑制了背景噪声的影响.在采用激光

差分非接触式测量法时,为消除杂散光对探测精度

及系统响应速率的影响,采用１．３９μm、１．５５μm为

中心波长的双带通滤光片.
电子束加热蒸发法中影响薄膜质量的因素较

多,如沉积分子动能、基板烘烤温度、离子束辅助沉

积能量等,因此很难准确计算薄膜材料参数,但电子

束加热蒸发法具有效率高、成本小、可选的材料种类

多、工艺连续性好的特点.本文的双带通滤光膜的

通带中心波长接近、截止带较宽,导致所设计膜系的

膜层敏感度很高,膜厚控制误差很容易降低光谱性

能.因此,如何根据实际测试结果,构建合理模型实

现对误差值的补偿,制备满足使用要求的双带通滤

光膜是本文研究的重点.

２　双通滤光膜膜系结构设计

根据比尔Ｇ朗伯定律,在波长１３９２nm 光谱附

近,酒精定性反应敏感度极强,为乙醇的 QＧbranch
吸收带,所以选用此波段作为探测酒精蒸汽的分析

谱段;并根据近红外分布反馈半导体激光器(DFB
激光器)的工作原理,选择１５５０nm波长作为参考,
在测量过程中通过差分算法获得酒精浓度的测量.
选定双通滤光片设计指标如表１所示.

表１　双通滤光片设计要求

Table１　DesignrequirementsofdualＧpassfilter

Wavelength/nm Transmittance/％

１３９２±１０ ＞９０

１５３０Ｇ(１５７０±５) ＞９０

１４１０Ｇ１５１５ ＜３０

４００Ｇ１３５０ ＜１
１６００Ｇ１８００ ＜１

　　根据工作波段的要求,分别选用氧化铌、SiO２作
为高折射率和低折射率材料.由于双通滤光片的通

带波长较为接近,并且通带两侧的截止波长较宽,单
面同时满足双通带及截止带要求的膜层总厚度超过

１０μm,受应力的影响,膜层容易破裂.因此,考虑

双面拆分法,一面镀制双通滤光膜,另一面镀制长波

通滤光膜,降低膜层应力,提高设计的可制备性.
双通滤光膜的初始膜系结构为Si|(HL)S１２H

(LH)S１L(HL)S２H (LH)S２|Air,采用针式优化法

进行全局优化[１０Ｇ１４],优化后膜系结构为Si|０．９７１３L
０．９７４３H １．６１１０L１．４３７６H ０．９４４０L０．９８４５H
１．５８９６L１．４３６２H ０．９５５０L ０．９８０８H ０．９８２７L
０．９７８２H ０．９７７８L ０．９５９８H １．９６９４L ０．９７２８H
０．９９３９L１．２２８２H ０．１０１２L ２．５０６４H ０．９７９６L
０．９７４８H|Air,其中,H和L分别代表１/４光学厚度

的氧化铌和SiO２,参考波长λ０＝１５００nm,在未考

虑背面反射的情况下,理论透射率光谱曲线如图１
所示.由图１可以看出,单面所设计的双通滤光膜

在１３９２nm 和１５５０nm 处的平均透射率分别为

９９．４％和９６．５％.

图１ 光束发射孔径的定义

Fig敭１ Definitionoftheapertureforbeamtransmission

另一面为长波通膜系,其初始结构为Si|(０．５H
L０．５H)S|Air,中心波长λ０＝１２００nm,对长波通

膜系采用针式优化得到的膜系结构为Si|１．７７４９H
０．７５５０L ０．８６９７H ０．８８９１L ０．８４１４H ０．８５２３L
０．９１６７H ０．９４７６L ０．９０１０H ０．８０５２L ０．８３０２H
０．９４９３L０．９９９０H０．８４６９L０．４３７５H|Air,设计的长

波通滤光膜理论透射率光谱曲线如图２所示.
双面叠加后其理论光谱透过率曲线如图３所

示.由图３可以看出,所设计的双通滤光膜满足参

数要求.

３　膜制备及测试分析

该实验在国泰１１００型真空箱式镀膜机上进行.
该设备配有INFICONXTC/３S晶体膜厚控制仪、６
个晶控探头、双e型电子枪、霍尔离子源.实验前将

基片擦拭干净后装到工件盘上,抽真空至３．０×

１１０１００３Ｇ２
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图２ 长波通滤光膜光谱透射率曲线图

Fig敭２ TransmittancecurveoflongＧwavepassfilterfilm

图３ 全波段双通滤光膜光谱透射率曲线图

Fig敭３ TransmittancecurveoffullＧbanddualＧpassfilterfilm

１０－３Pa时用离子源清洗基片,离子源气体为O２,束
流强度为５０mA.

首先制备长波通滤光膜,先选定烘烤温度为

２００℃,长波通滤光膜的制备曲线如图４所示.可

以看出,所制备长波通滤光膜光谱透射率曲线与设

计曲线基本重合.然后在其背面镀制双通滤光片,
测试结果如图５所示,实测光谱透射率下降.

图４ 长波通滤光膜测试曲线图

Fig敭４ TestcurveoflongＧwavepassfilterfilm

采用逆向分析法对实验光谱进行反演分析,
发现是双通滤光膜在镀制过程中的厚度存在误

图５ 双面膜层实际制备曲线图

Fig敭５ ActualpreparationcurveofdoubleＧsidedfilmlayer

差.另外,经模拟显示长波通滤光膜经过二次烘

烤,膜层折射率升高,光谱发生红移,如图６所示.
为解决这个问题,将基底烘烤温度提高至３００℃,
制备的长波通滤光膜经过二次烘烤后,光谱的漂

移量减小.在其背面镀制双通滤光膜,如图７所

示.可以看出在３００℃下制备的双通滤光膜膜层

破裂,原因为膜层向内卷曲脱落的压应力过大.
将烘烤温度降为２６０℃,制备长波通滤光膜和双通

滤光膜,并在镀制完成后进行真空原位退火,膜层

未脱落.

图６ 二次烘烤前后光谱红移对比图

Fig敭６ Comparisonofspectralredshiftbeforeand
aftersecondarybaking

根据干涉法对比镀膜前后基片的曲率半径,薄
膜的应力值可通过Stoney公式计算[１５Ｇ１７].利用

Zygo干涉仪可以有效地计算基片曲率半径的变化,
表面形变明显程度的p 值为

p＝
D２
s

８R
, (１)

式中:Ds 为基底的直径;R 为基片的曲率半径.镀

膜前后的曲率半径之间的关系可表示为

１
R２

－
１
R１

＝
８
D２
s
(p２－p１), (２)
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图７ ３００℃下双通滤光膜面脱落

Fig敭７ DualＧpassfilterfilmsurfacepeelingat３００℃

式中:p２ 为镀膜后基片p 值;p１ 为镀膜前基片p
值;R２ 为镀膜后曲率半径;R１ 为镀膜前曲率半径.

根据Stoney公式,薄膜表面应力σ表示为

σ＝
４Es

３(１－vs)
t２s

tfD２
s
Δp, (３)

式中:Es 表示基片的弹性模量;vs 表示基片的泊松

比;ts、tf分别表示薄膜与基片的厚度;Δp 表示镀膜

前后p 值的变化量.图８为未镀膜前Si基片的表

面面型测试图.

图８ 未镀膜前Si基片面型

Fig敭８ SurfaceofSisubstratebeforecoating

　　２００,２６０,３００℃下制备膜层的Zygo干涉仪测

试结果如图９(a)~(c)所示.从图８可以看出,在
镀膜之前,基片本身中心位置略低于边缘.在不同

温度镀制膜层之后,基片中心明显高于边缘,说明基

片受到膜层压应力的影响,基板呈现收缩的趋势,并
且烘烤温度从２００℃增大到２６０℃时,薄膜应力仅

从４．３×１０４GPa增大到４．７×１０４GPa,但温度继续

上升至３００℃时,应力急剧上升至２．０６×１０５GPa,
造成膜层破裂.

图９ 不同烘烤温度沉积薄膜面型测试图.(a)２００℃;(b)２６０℃;(c)３００℃
Fig敭９ Testchartsofdepositionfilmsurfacesatdifferentbakingtemperatures敭 a ２００℃  b ２６０℃  c ３００℃

３．１　光谱透射率测试

采用PELambda９５０光度计对实验样品进行测

试,发现所制备的双通滤光膜与设计曲线差别较大,
如图１０所示.

利用 TFCalc软件反演,高折射率材料膜层厚

度误差较大,膜层厚度普遍增大.这是由于膜层镀

制过程中粒子对于基板的轰击,使得基底的温度升

高导致薄膜折射率逐渐增大,而石英监控法只能控

制膜层的物理厚度,无法针对折射率的改变量对厚

度进行补偿,从而产生一定的膜层厚度误差.
为减少控制误差,需计算Nb２O５ 薄膜折射率随

厚度的变化.镀制与 Nb２O５ 总厚度相等的单层薄

膜２２００nm,通过测试其光谱,重新拟合折射率.采

用包络法拟合折射率获得的光谱透射率曲线与实际

测试光谱透射率曲线如图１１所示.
图中虚线为包络法拟合获得的光谱透射率曲

线,实线为测试曲线,可以看出,两条曲线差别较大,
为准确拟合薄膜材料的折射率,需选择合适的光学

色散模型.由于电子枪加热沉积的薄膜结构通常为

非晶态,故采用洛伦兹模型的扩展形式Kim模型拟

合薄膜电极化率,并通过电极化率计算介电常数,从
而计算折射率.其具体表达公式为

１１０１００３Ｇ４



中　　　国　　　激　　　光

图１０ 双通滤光膜实际制备曲线

Fig敭１０ ActualpreparationcurveofdualＧpassfilterfilm

图１１ 归一化折射率薄膜光谱拟合图

Fig敭１１ Spectralfittingofuniformrefractiveindexfilm

χk＝
Ω２
P

Ω２
TO－v２－jvτ(v)

, (４)
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１
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÷

２
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ù

û
úú , (５)

εr＝ε０(１＋χ), (６)

n＝ εr, (７)
式中:ΩTO为谐振位置;ΩP 为振幅;j为虚数单位;Ω１

为阻尼系数,σ１ 为GaussＧLorentz转换常数;χk,v,
τ,εr,ε０,χ 分别为Kim模型所计算的极化率,振动

频率,衰减时间,介电常数,真空介电常数及真空中

薄膜的极化率.(７)式为均匀薄膜折射率.而针对

非均匀薄膜折射率,通常采用有效介质近似(EMA)
模型进行拟合,可表示为

∑
i
Pi

εi－ε
εi＋２ε

, (８)

式中:i为薄膜中不同折射率的膜层个数;εi(i＝１,
２,３,)为材料的介电常数;Pi 为相对应的体积分

量;ε为材料的介电常数.在Code软件中,建立的

膜堆结构如图１２所示.
根据理论值预先输入ΩP、Ω１、ΩTO,采用 Kim

模型拟合均匀材料的介电常数ε,再结合EMA模

图１２ 膜堆结构示意图

Fig敭１２ Diagramofmembranestructure

型,通过多次模拟计算得出εi,使拟合所得透射率光

谱曲线与实际测试曲线基本重合,其结果如图１３所

示.可以看出,拟合曲线与实际测试光谱曲线基本

重合.其折射率变化轮廓图如图１４所示.

图１３ 渐变折射率光谱拟合曲线

Fig敭１３ Fittedcurveofgradientindex

图１４ 折射率变化模拟轮廓图

Fig敭１４ Simulationoutlineofrefractiveindex

根据拟合出的折射率变化厚度范围将高折射率

材料分为三组,１~３层为a组,４~８层为b组,９~
１１层为c组,其折射率分别为２．２１、２．２５和２．３０.
将材料带入膜系重新优化,制备的双通滤光膜透射

率光谱如图１５所示.双面镀制后双通滤光膜透射

率光谱曲线如图１６所示,与理论设计的光谱曲线

接近.
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图１５ 优化后制备的单面滤光膜光谱曲线与理论设计

光谱曲线对比图

Fig敭１５ Comparisonbetweenspectrumofoptimized
singleＧsidedfilterfilmandtheoreticallydesignedspectrum

图１６ 双面镀制滤光膜的透射率实测曲线图

Fig敭１６ MeasuredtransmittanceofdoubleＧsided
coatingfilterfilm

３．２　膜层附着力测试

按照国标标准,使用黏性强度不小于３N/cm２

的３M胶带对双面膜层表面分别进行牢固度检测,
确保胶带粘贴于基板表面平整无气泡,然后沿镀膜

表面垂直方向由边缘至中心迅速拉伸样品表面薄

膜,重复２０次后发现双面膜层表面均未发生脱落及

损伤现象.

４　结　　论

根据比尔Ｇ朗伯定律确定滤光片中酒精蒸汽检

测的主峰,并结合DFB激光检测的方法,选择检测

时计算浓度的参考峰.在Si基片上,采用双面拆分

法设计双通滤光片,根据Zygo干涉仪对滤光片面

型的测试结果计算薄膜的应力值,并采用真空原位

退火的方式在提高薄膜聚集密度的同时降低薄膜应

力,提高薄膜附着力,降低光谱漂移量.研究了折射

率变化规律,并计算非周期膜系高折射率膜层的厚

度,结合沉积工艺对厚度进行精确控制.最终制备

的滤光片满足酒精探测系统的指标要求,经过系统

检测可以识别酒精气体,但气体浓度的大小需要根

据系统实测结果结合数据处理进一步计算.
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